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概 要 

連絡教員 佐藤 琢哉（内線 2716） 

ファンデルワールス複合原子層作製の基礎 

二次元層状物質を面直に積層した構造であるファンデルワールス接合においては、材料間

の格子整合が不要であるため任意の材料を任意の順番で組み合わせることが可能である。材

料の選択・積層順序・ツイスト角度の自由度により、組み合わせは無限である。 
本セミナーでは、二次元物質研究の発展に不可欠な役割を果たしてきた vdW 積層技術に

ついて概説する。vdW ヘテロ構造作製の基礎知識の習得と作製への動機付けとなることを

目指したい。具体的には、高品質原子層の機械的剥離法について述べた後、vdW ヘテロ構造

への原子層の組み立てについて述べ、最後に、自律的なロボット組み立てを用いた最近の製

造技術の進歩について紹介する。ファンデルワールス接合の積層技術は現在も開発が進めら

れており、高効率で高品質な素子作製を目指した技術改良が行われている。本講演では、フ

ァンデルワールス接合作製技術の最近の動向について概説する。特に、我々が開発を行って

いるポリ塩化ビニル（PVC）を用いた転写法を紹介したい。 
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